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摘要(译)

本发明涉及一种OLED面板结构及其制作方法，该OLED面板结构包括依
次设置的阳极层、第一空穴注入层、第二空穴注入层、空穴传输层、发
光层、电子传输层、阴极层、以及光取出层，其中所述第二空穴注入层
和所述空穴传输层之间夹设有相邻设置的第三空穴注入层和第四空穴注
入层，所述发光层包括上结构层和下结构层，所述下结构层设于所述空
穴传输层之上，所述上结构层设于所述下结构层和所述电子传输层之
间。本发明可减少对位时间，增加镀膜时间，进而降低材料的消耗量，
将上结构层当成电子传输层的共通层，可降低其他光色材料的厚度，减
小其他发光层的材料使用，总体上使得生产成本降低，提高OLED面板的
良率。
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